OPTIMA 225 colonne capillari per GC Macherey Nagel

OPTIMA® 225 colonne capillari per GC
50% cianopropilmetil - 50% fenilmetilpolisiloxano

USP G7/G19

fase polare

raccomandato per analisi acidi grassi

fasi similari: DB-225, HP-225, OV-225, Rtx-225, CP-Sil 43, 007-225, BP225

temperatura massima per operazioni isotermiche: 260°C, temperatura massima
per brevi isoterme in un programma di temperatura: 280°C
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Code Description Packaging
MNL72608010 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.10 mm, @ est. 0.4 mm, |1 pz
Spessore film 0,1 um, Lungh. 10 m
MNL72611815 OPTIMA 225, 0.25 mm ID, 0.25 um, 15 m Capillary column OPTIMA |1 pz
225 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 pm length: 15 m
MNL72611825 OPTIMA 225, 0.25 mm ID, 0.25 um, 25 m Capillary column OPTIMA |1 pz
225 ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 pm length: 25 m
MNL72611830 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.25 mm, @ est. 0.4 mm, |1 pz
Spessore film 0,25 pm, Lungh. 30 m
MNL72611850 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.25 mm, @ est. 0.4 mm, |1 pz
Spessore film 0,25 pm, Lungh. 50 m
MNL72611860 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.25 mm, @ est. 0.4 mm, |1 pz
Spessore film 0,25 pm, Lungh. 60 m
MNL72635225 OPTIMA 225, 0.32 mm ID, 0.25 pum, 25 m Capillary column OPTIMA |1 pz
225 ID: 0.32 mm, film thickness: 0.25 pm length: 25 m
MNL72635230 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.32 mm, @ est. 0.5 mm, |1 pz
Spessore film 0,25 pm, Lungh. 30 m
MNL72635250 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.32 mm, @ est. 0.5 mm, |1 pz
Spessore film 0,25 pm, Lungh. 50 m
MNL72635260 OPTIMA 225 colonne capillari per GC, @ int. 0.32 mm, @ est. 0.5 mm, |1 pz
Spessore film 0,25 pm, Lungh. 60 m
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